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Beschreibung -

Die Erfindung betrifit ein Kontaktelement fiir
elektrische Schaltkontakte, insbesondere eine Kon-
taktzunge fiir elektromagnetische Relais, wobei auf
einem Trager aus unedlem Metall eine Dreischicht-
Koniaktauflage galvanisch aufgebracht ist, deren
auBerste Schicht aus Rhodium und deren mittlere
Schicht aus Silber oder Gold besteht.

Aus der DE-C 3 203 037 ist ein derartiges Kon-
taktelement bekannt, bei dem iber einer Nickel-
schicht eine Silberschicht und darilber eine Rhodi-
umschicht aufgebracht sind. Solche Kontaktober-
fidchen haben eine geringe KaltschweiBneigung. In
der gleichen Schrift ist auch die Verwendung von
Goldkontaktschichten mit Rhodiumiberzug als be-
kannt beschrieben. Allgemein sind aber bisher be-
kannte Mehrschichtaufiagen aus Edelmetallen ent-
weder verhaltnismaBig kostspielig oder nur in einem
begrenzten Bereich einsetzbar.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Schaltkon-
takt der eingangs genannten Art zu schaffen, der
einen maglichst geringen Anteil an teueren Edelme-
tallen aufweist, dabei aber Uber eine méglichst gro-
Be Bandbreite von Schaltleistungen einsetzbar ist.
D. h., der Kontakt soll zuverlassig und mit hoher Le-
bensdauer sowoh! bei sehr kleinen wie auch bei
sehr hohen Schaltstrémen und Schaltspannungen
einsetzbar sein.

Erfindungsgem&B wird diese Aufgabe dadurch
geldst, daB die unterste Schicht der Kontaktauflage
aus einer Palladium-Nickel-Legierung mit einem
Nickel-Anteil zwischen 10 % und 40 % besteht und
eine Dicke zwischen 2 uym und 10 pm aufweist, daB
die mittlere, aus Gold oder Silber bestehende
Schicht eine Dicke unter 1 ym aufweist und daB die
&uBere Rhodium-Schicht eine Dicke zwischen 0,4
pm und 1 pm besitzt.

Durch die galvanische Schichtaufbringung kén-
nen die einzeinen Kontaktschichten in den angege-
benen, verhaltnismaBig geringen Schichtstérken mit
guter Qualitat aufgebracht werden, so daB der Edel-
metallanteil der Gesamtkontaktschicht noch verhélt-
nisméBig gering ist. Den Hauptteil nimmt die Palladi-
um-Nickel-Legierung ein, die im Vergleich zu reinen
Edelmetallen wie Gold, Rhodium und Platin, noch re-
lativ preiswert ist. Mit diesem erfindungsgemaBen
Kontaktelement konnen Schaltstréme von wenigen
pA bis etwa 5 A und Schaltspannungen von weni-
gen pV bis zu etwa 150 V einwandfrei und mit einer
hohen Zahl von Schalispielen betatigt werden.

ZweckmaBigerweise besitzt die Palladium-Nickel-
Schicht einen Nickel-Anteil zwischen 20 % und 30
%, vorzugsweise von 25 % und eine Dicke von 4
bis 6 um, vorzugsweise von 5 pm. Die Gold- bzw.
Silber-Schicht besitzt in zweckmaBiger Ausfiih-
rungsform eine Dicke zwischen 0,1 und 1 um, vor-
zugsweise von 0,5 ym. Die Rhodium-Schicht besitzt
vorzugsweise ebenfalls eine Dicke von 0,5 um.

Alle Kontaktschichten werden galvanisch aufge-
bracht, wobei selektive Galvanikverfahren vor-
zugsweise angewendet werden, die beispielsweise
unter den Begriffen Diisengalvanik bzw. Jetplating,
Birstengalvanik und Lasergalvanik bekannt sind.
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Mit diesen Verfahren werden die Kontaktschichten
gezielt nur dort aufgetragen, wo sie bendtigt wer-
den, so daB auf diese Weise eine besonders spar-
same Verwendung der Edelmetalle méglich ist.

Patentanspriiche

1. Kontaktelement fiir elekirische Schaltkontakte,
insbesondere eine Kontakizunge fir elekiromagne-
tische Relais, wobei auf einem Trager aus unedlem
Metall eine Dreischicht-Kontaktauflage galvanisch
aufgebracht ist, deren duBerste Schicht aus Rhodi-
um und deren mittiere Schicht aus Silber oder Gold
besteht, dadurch gekennzeichnet, daB die unterste
Schicht der Kontaktauflage aus einer Palladium-
Nickel-Legierung mit einem Nickel-Anteil zwischen
10 % und 40 % besteht und eine Dicke zwischen 2
um und 10 ym avfweist,
daB die mittlere, aus Gold oder Silber bestehende
Schicht eine Dicke unter 1 um aufweist und
daB die auflere Rhodium-Schicht eine Dicke zwi-
schen 0,4 um und 1 um besitzt.

2. Kontaktelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Palladium-Nickel-Legierung
einen Nickel-Anteil zwischen 20 % und 30 % besitzt.

3. Kontaktelement nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daf3 die Palladium-Nickel-Schicht ei-
nen Nickelanteil von etwa 25 % besitzt.

4. Kontaktelement nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Palladium-
Nickel-Schicht eine Dicke zwischen 4 ym und 6 ym
aufweist.

5. Kontaktelement nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dafB die Palladium-Nickel-Schicht ei-
ne Dicke von 5 pm besitzt.

6. Kontaktelement nach einem der Anspriiche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Gold- bzw.
Silber-Schicht eine Dicke zwischen 0,1 pm und 1 pm
besitzt.

7. Kontaktelement nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Gold- bzw. Silber-Schicht ei-
ne Dicke von 0,5 um besitzt.

8. Kontaktelement nach einem der Anspriiche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB3 die Rhodium-
Schicht eine Dicke von 0,5 pm besitzt.

9. Kontaktelement nach einem der Anspriiche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Kontaki-
schichten mittels eines selektiven Galvanisierver-
fahrens, beispielsweise mittels Diisengalvanik, Biir-
stengalvanik oder Lasergaivanik, aufgebracht sind.

Claims

1. Contact element for electrical switch contacts,
in particular a contact plate for electromagnetic re-
lays, in which a three-layer contact coating whose
outermost layer is composed of rhodium and whose
centre layer is composed of siiver or gold is elec-
trodeposited on a basemetal carrier, characterized
in that the lowermost layer of the contact coating is
composed of a palladium/nickel alloy containing a
proportion of nickel of between 10% and 40% and
has a thickness between 2 um and 10 pm, in that the
centre layer, which is composed of gold or silver,
has a thickness of less than 1 um and in that the out-
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er rhodium layer has a thickness of between 0.4 um
and 1 pm.

2. Contact element according to Claim 1, charac-
" terized in that the palladium/nickel alloy has a pro-
portion of nickel of between 20% and 30%.

3. Contact element according to Claim 2, charac-
terized in that the palladium/nicke! layer has a pro-
portion of nickel of about 25%.

4. Contact element according to one of Claims 1
to 3, characterized in that the palladium/nickel layer
has a thickness of between 4 ym and 6 pm.

5. Contact element according to Claim 4, charac-
terized in that the palladium/nicke! layer has a thick-
ness of 5 um.

6. Contact element according to one of Claims 1 to
5, characterized in that the gold or silver layer has
a thickness of between 0.1 pm and 1 pm.

7. Contact element according to Claim 6, charac-
terized in that the gold or silver layer has a thick-
ness of 0.5 pm.

8. Contact element according to one of Claims 1 to
7, characterized in that the rhodium layer has a
thickness of 0.5 um.

9. Contact element according to one of Claims 1 to
8, characterized in that the contact layers are ap-
plied by means of a selective electroplating proc-
ess, for example by means of jet plating, brush plat-
ing or laser plating.

Revendications

1. Elément de contact pour des cortacts électri-
gues de coupure, notamment une languette de con-
tact pour des relais électromagnétiques, et dans le-
guel sur un support réalisé en un métal commun est
disposé un revétement de contact & trois couches,
qui est formé galvaniquement et dont la couche la
plus extérieure est constituée par du rhodium et
dont la couche médiane est constituée par de l'ar-
gent ou de l'or, caractérisé par le fait que la couche
inférieure du revétement de contact est constituée
par un alliage de palladium-nickel possédant une te-
neur en nickel comprise entre 10% et 40% et une
épaisseur comprise entre 2 ym et 10 um, que la cou-
che médiane formée d'or ou d'argent posséde une
épaisseur inférieure & 1 pm, et que la couche exté-
rieure de rhodium posséde une épaisseur comprise
entre 0,4 pmet 1 pm.

2. Elément de contact suivant la revendication 1,
caractérisé par le fait que l'alliage de palladium-nic-
kel posséde une teneur en nickel comprise entre
20% et 30%.

3. Eiément de contact suivant la revendication 2,
caractérisé par le fait que la couche de palladium-
nickel posséde une teneur en nickel égale & environ
25%.

4. Elément de contact suivant l'une des revendi-
cations 1 & 3, caractérisé par le fait que la couche
de palladium-nicke! posséde une épaisseur compri-
se entre 4 uym et 6 pm.

5. Elément de contact suivant la revendication 4,
caractérisé par le fait que ia couche de palladium-
nickel posséde une épaisseur de 5 pm.

6. Eiément de contact suivant l'une des revendi-
cations 1 a 5, caractérisé par le fait que la couche
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d'or ou d'argent posséde une épaisseur comprise
entre 0,1 pmet 1 um.

7. Elément de contact suivant la revendication 6,
caractérisé par le fait que la couche d'or ou d'ar-
gent posséde une épaisseur égale & 0,5 um.

8. Elément de contact suivant f'une des revendi-
cations 1 & 7, caractérisé par le fait que la couche
de rhodium posséde une épaisseur égale & 0,5 um.

9. Elément de contact suivant l'une des revendi-
cations 1 & 8, caractérisé par le fait que les couches
de contact sont déposées au moyen d'un procédé
sélectif de galvanoplastie, mis en ceuvre par exem-
ple a l'aide d'un dispositif de galvanoplastie & bu-
ses, un dispositif de galvanoplastie & brosses ou un
dispositif de galvanoplastie au laser.
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